Solution for researching

Disco De Dispersao E Haste De Agitacao Personalizados Em

Ptfe Para Processamento Quimico E Mistura Laboratorial

Numero do item: PL-CP0O6

introducao

Desenvolvido para ambientes quimicos
agressivos, este disco de dispersao e haste de
agitacao personalizados em PTFE oferecem
resisténcia superior a corrosao e um perfil de

baixo background. Ideal para mistura
laboratorial de alta pureza, processamento
farmacéutico e aplicacdes de dispersao
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industrial que requerem materiais de

fluoropolimero virgem.

Saiba mais

rlEee Principal Beneficio

" . Mistura de ingredientes farmacéuticos ativos (APIs) em solventes corrosivos ou
Formulagdo Farmacéutica
de alta pureza.
. X Dispersao de carbono condutor e aglutinantes na fabricagdo de baterias de fon
Producgao de Polpa para Baterias "
de litio.
. ] Disperséo de alta velocidade de pigmentos em resinas e veiculos para a industria
Moagem de Pigmentos e Tintas P K Pig P
de revestimentos.
Preparacao para Anélise de Homogeneizagdo de amostras para ICP-MS ou outras técnicas analiticas
Tragos sensiveis.

Preparagéo de mistura e filtragdo para fotorresistentes de alta pureza e produtos

Produtos Quimicos Eletronicos o -
quimicos de gravagéo.

Sintese de Polimeros Especiais Agitagdo durante o processo de polimerizagdo envolvendo monémeros reativos.

Producdo de Produtos Quimicos e " T A,
Didrios Emulsificagéo de logdes, cremes e surfactantes na industria cosmética.
Processamento de Alimentos e

Sab Mistura de aditivos alimentares &cidos ou alcalinos e concentrados de sabor.
abores

Detalhes da Especificacao (Modelo PL-CP06)

Identificador do Modelo Série PL-CP06

Material 100% PTFE Virgem (Politetrafluoretileno)

Aparéncia Branco Puro, Opaco

Temperatura de Operacao -200°C a +250°C

Diametros Padrao do Disco 40mm, 50mm, 60mm, 80mm (Tamanhos personalizados disponiveis)

C i tos Padrao d
H:rsr;zrlmen os Padrdo da 200mm, 250mm, 300mm, 400mm (Comprimentos personalizados disponiveis)
Diametro Padrao da Haste 8mm

Resisténcia Quimica Acidos, Alcalis, Agua Régia, Solventes Organicos

Evita a lixiviagao de fons metalicos e garante a pureza do
lote.

Resisténcia quimica a NMP e outros solventes agressivos.

Limpeza facil e resisténcia a particulas abrasivas.

Valores de background extremamente baixos para dados
confiaveis.

Mantém os padrdes de ultra-limpeza necessarios para
semicondutores.

Estabilidade em alta temperatura e superficie
antiaderente.

Superficie higiénica e nao porosa que resiste ao
crescimento bacteriano.

Cumpre os requisitos de material inerte para contato
com alimentos.
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Parametro Detalhes da Especificacao (Modelo PL-CP06)

Perfil de Contaminacao Baixo Background; Sem Lixiviagdo, Sem Adsorcao, Sem Precipitacéo
Propriedades Dielétricas Alta Tensao de Ruptura; Baixo Fator de Perda Dielétrica
Coeficiente de Atrito Baixo (material autolubrificante)

Energia de Superficie Baixa (antiaderente, antincrustante)

Propriedades Mecanicas Semi-flexivel, resistente ao impacto, ndo quebradico
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